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معدنيصة خلا ص وثصلا   Si (100)عص  راصا م مص  السصيل و  ( HMDSO)مص  بلازميصا  متبلمرةجرى توضيع أفلام رقيقة 
( PECVD)باسصتخدام تقنيصة التوضصيع ال يميصاب للبخصار المبعصمز بالبلازمصا( AZ (80) Mg)و( Al-7075)، (Al-2024)هص  

، دبرسصص  ثخانصصة الافصصلام الرقيقصصةلتحديصصد ( SEM)تخدم المجهصصر اكل صصاوا الماسصص  سصصا. عنصصد طوت توضصصيع معينصصة
صدد . مص  التآاص للعينصا  الملليصة و صلم الملليصة ث ثلاثصة أوسصاتال هروايميصابالقساوة المي روية والتآاص   حب

وتصم تحديصد  (EDX)لششصعة السصينيةاللصاق الاايص  ال يميصاب لش ةصية المحبصة باسصتعيا مليافيصة التبعص  
تببص  الدراسصة بصا  القسصاوة المي رويصة ث ال صت(. AFM)الخةونة ومتوس  أقلار الحبيبا  باستخدام جهصاز الصص 

يم هصه  ازداد  قص، و الاوا بدو  وجود أاسج  أاص  مص  القسصاوة المي رويصة ث ال صت الوصاا بوجصود أاسصج 
.  القساوة بعد توضيع الافلام الرقيقة عليها بالمقارنة مع الراا م

البحص  وهص  أشار  النتا ج إلى أ  الافلام المبحبصة تتمتصع اقاومصة تآاص  أاص  لشوسصات الااالصة المبسصتخدمة ث
(0.1M HCL )و(0.1M NaOH )و(3.5%NaCL )  ال هروايميصصصابمقارنصصصة  مصصصع الراصصصا م لصصصدى اختبارهصصصا بجهصصصاز التآاصصص

آاص  لشفصلام أظهصر  النتصا ج خواًصا  واعصدة للحييصة مص  الت(. منحنيصا  تافص )وباستخدام تقنية الجهصد الصدينامي  
.سواء ث ال ت الاوا أو ال ت الواا( HMDSO)الرقيقة 

ث ال صت الاوا أفلص  منهصا ث ال صتالمبرسبةإ  الافلام (: Al-2024)بالنسبة لخليلة الالمنيوم 
ث ال صت المبرسصبةاانص  الافصلام (: AZ 80 Mg)والمغنيميصوم ( Al-7075)خليلتص  الالمنيصوم الواا، أما بالنسبة ل

.الواا أفل  منها ث ال ت الاوا م  حي  الخواص ال يميا ية وث المحالي  الولا 
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Plasma-polymerized thin films of (HMDSO) were deposited on Si (100) silicon and three metal alloys 
(Al-2024), (Al-7075) and (AZ (80) Mg) substrates using the plasma-enhanced chemical vapor deposition 
(PECVD) technique under specific deposited conditions. A scanning electron microscope (SEM) was 
used to determine the thickness of thin films. The microhardness and electrochemical corrosion of 
coated and uncoated samples in three corrosion media were studied. The chemical composition of the 
prepared films was determined using energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX), and the roughness 
and average particle diameters were determined using an AFM device. The study shows that the 
microhardness in the first condition without the presence of oxygen is greater than the microhardness
in the second condition in the presence of oxygen, and the values of this hardness increased after thin 
films were placed on them compared to the substrates.

The results indicated that the prepared films had greater corrosion            resistance to the 
corrosive media used in the research (0.1M HCL), (0.1M NaOH) and (3.5%NaCL) compared to the 
substrates when tested with an electrochemical corrosion device and using the dynamic potential 
technique (Tafel curves). The results showed promising corrosion protection properties of thin films 
(HMDSO) in both the first and second conditions.

As for the aluminum alloy (Al-2024): the films deposited in the first condition were better than those in 
the second condition, while for the aluminum (Al-7075) and magnesium (AZ 80 Mg) alloys: the films 
deposited in the second condition were better than those in the first condition in terms of chemical 
properties and in the three solutions.
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